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ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFéRENCE DIPLOMATIQUE POUR
L’ADOPTION D’UN NOUVEL ACTE DE L’ARRANGEMENT
DE LA HAYE CONCERNANT LE DéPÔT INTERNATIONAL
DES DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS

Genève, 16 juin - 6 juillet 1999

ACTE FINAL


adopté par la Conférence diplomatique le 2 juillet 1999


Conformément aux décisions prises par les Assemblées de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à leur trente-deuxième série de réunions (mars 1998) et à la suite des travaux préparatoires menés par l’OMPI, la conférence diplomatique pour l’adoption d’un nouvel acte de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels a été convoquée par l’OMPI et s’est tenue à Genève du 16 juin au 6 juillet 1999.


La conférence diplomatique a adopté le 2 juillet 1999 l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, qui a été ouvert à la signature le 6 juillet 1999.
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